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Rady Wydzialu Chemicznego Politechniki Warszawskiej
z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie odrzucenia wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w
dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia

Na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) uchwala sie,
cO nastepuje:

§ 1

Rada Wydzialu Chemicznego Politechniki Warszawskiej odrzuca wniosek o nadanie dr. inz.
Tomaszowi Rowickiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
chemicznych w dyscyplinie chemia.

§2
Uzasadnienie

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg dotyczaca dorobku naukowego, recenzjami oraz protokotem
z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej wyznaczonej przez Centralng Komisje ds. Stopni i
Tytutéow w dniu 12.04.2018 roku, Rada Wydzialu stwierdza, ze osiagniecie naukowe
dr. inz. Tomasza Rowickiego uzyskane po otrzymaniu stopnia naukowego doktora nie stanowi
znacznego wkladu w rozwdj nauk chemicznych.

§3

Uchwala staje si¢ prawomocna z chwilg jej podjecia.

Dziekan Wydziatu Chemicznego
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prof. dr hab. inz. Wiadystaw Wieczorek



